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The invention relates to a contacting device for a

gal vani zati on apparatus (11),

rollers (20) with a continuous rigid external

conprising contacting
face
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(57) Abstract: The invention relates to a contacting device for a galvanization apparatus (11), comprising contacting rollers (20)
with a continuous rigid external face (26, 27) which is joined to ajacket section (22). The jacket section (22) is provided with an inner
opening (23) that is wider than a rotating shaft (30) on which the contacting roller (20) sits. This allows the contacting roller (20) to
be moved in a radial direction, electric contacting and securing of a basic position being obtained via springs (32). The movability
of the contacting roller (20) ensures good contact as the contacting roller (20) rests against substrates (16) even when the substrates

(16) are uneven. The contact pressure can be relatively small.
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in aradial direction, electric contacting and
securing of a basic position being obtained via
springs (32). The novability of the contacting
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substrates (16) are uneven. The contact pressure can

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
ohne internationalen Red)ércherr)l;ericht'und erneut zu ver-  kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-
dffentlichen nach Erhalt des Berichts des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Eine Kontaktiereinrichtung fiir eine Galvanisiereinrichtung (11) weist Kontaktierrollen (20) auf mit einer
durchgehenden starren AuBenseite (26, 27), die mit einem Hiilsenabschnitt (22) verbunden ist. Der Hillsenabschnitt (22) weist eine
Innenéffnung (23) auf, die weiter ist als eine drehende Welle (30), auf der die Kontaktierrolle (20) sitzt. So ist eine Bewegbarkeit der
Kontaktierrolle (20) in radialer Richtung gegeben, wobei tiber Federn (32) eine elektrische Kontaktierung sowie Lagesicherung fiir
eine Grund-Position erreicht ist. Durch die Bewegbarkeit wird eine gute Kontaktierung durch Anlage an Substrate (16) gewihrleistet,
auch wenn diese Unebenheiten aufweisen, wobei die Andruckkraft relativ klein sein kann.



